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(57)摘要

本发明公开了一种耐高温耐强酸的瓷釉配

方，该瓷釉配方由以下原料制成：二氧化硅为

68.0‑70.0％，三氧化二铝为4.0‑5.0％,一价碱

性氧化物为5.0‑6.0％，氧化硼为10.0‑12.0％，

氟化钙为3.3‑4.3％，氟硅酸钠为2.1‑2.9％,氧

化钴为1.5‑2.2％，通过采用多种耐高温和抗酸

材料进行烧结混合，提高相互结合的紧密性和性

能，进而结合瓷釉原料进行混合后球磨粉碎，保

证瓷釉特性的同时，增强器耐高温和耐强酸性

能，而采用耐酸性好的湘砂作为二氧化硅的主要

原料，耐酸性好，瓷釉涂覆在胚体上可以使得胚

体具有耐高温的特性，提高产了品质量和适用范

围，并且利于控制工艺流程，方便生产加工，可以

进行推广使用。
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1.一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，其特征在于：该瓷釉配方由以下原料制成：二氧化硅

为68.0-70.0％，三氧化二铝为4.0-5.0％,一价碱性氧化物为5.0-6.0％，氧化硼为10.0-

12.0％，氟化钙为3.3-4.3％，氟硅酸钠为2.1-2.9％,氧化钴为1.5-2.2％。

2.根据所述权利要求1的一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，其特征在于：所述瓷釉配方的

制备工艺包括如下步骤：

S1、按照质量百分比称量各原料，备用；

S2、将各原料分别加入粉碎机进行粉碎，得到粉末物料；

S3、将粉末物料加入搅拌机中，均匀搅拌混合，得到混合物料；

S4、将混合物料进行熔制，得到熔制物料；

S5、将熔制物料冷却后进行粉碎，得到细粉；

S6、将细粉过筛网，即可完成瓷釉的制备。

3.根据所述权利要求1的一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，其特征在于：所述一价碱性氧

化物为氧化钠、氧化钾、氧化锂中的一种或多种混合物。

4.根据所述权利要求2的一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，其特征在于：所述S2步骤粉碎

还包括回收过滤，保持粉碎目数为120至150。

5.根据所述权利要求2的一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，其特征在于：所述S3步骤的搅

拌速率为60转每分钟至80转每分钟，持续25分钟至45分钟。

6.根据所述权利要求2的一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，其特征在于：所述S4步骤的熔

制包括如下步骤：

S1、先将混合物料加热至120-150摄氏度，保温反应10分钟-1小时，使容易挥发的水分

和气体挥发完全，冰进行搅拌以加快挥发的速度；

S2、将混合物升温至450-600摄氏度，保温10分钟-1小时，进行矿物质分解、脱掉结合水

等物质阶段；

S3、最后升温至1300-1400摄氏度，使各成分熔融，烧结。

7.根据所述权利要求2的一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，其特征在于：所述S5步骤的采

用球磨粉碎，时间为6小时至8小时，且过筛提纯。

8.根据所述权利要求2的一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，其特征在于：所述S6步骤过细

孔筛网规格为2000目至2200目。

9.根据所述权利要求1的一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，其特征在于：所述二氧化硅原

料采用产自湖南湘潭的湘砂。
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一种耐高温耐强酸的瓷釉配方

技术领域

[0001] 本发明涉及瓷釉技术领域，尤其涉及一种耐高温耐强酸的瓷釉配方。

背景技术

[0002] 在现在的日常生产和生活中，瓷器的使用非常普遍，从工业器具、建筑用具到烤瓷

牙齿，使用的不同瓷釉种类比较多。

[0003] 但是现有的瓷釉生产中，由于材料配比和工艺流程的不同，瓷釉的结构特点和性

能也就不同，现有的瓷釉耐高温和耐酸性能较差，不利于一些特殊场合使用，有待提出一种

新的瓷釉配方和工艺流程。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种耐高温耐强酸的

瓷釉配方。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0006] 一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，该瓷釉配方由以下原料制成：二氧化硅为68.0-

70.0％，三氧化二铝为4.0-5.0％,一价碱性氧化物为5.0-6.0％，氧化硼为10.0-12.0％，氟

化钙为3.3-4.3％，氟硅酸钠为2.1-2.9％,氧化钴为1.5-2.2％。

[0007] 优选的，所述瓷釉配方的制备工艺包括如下步骤：

[0008] S1、按照质量百分比称量各原料，备用；

[0009] S2、将各原料分别加入粉碎机进行粉碎，得到粉末物料；

[0010] S3、将粉末物料加入搅拌机中，均匀搅拌混合，得到混合物料；

[0011] S4、将混合物料进行熔制，得到熔制物料；

[0012] S5、将熔制物料冷却后进行粉碎，得到细粉；

[0013] S6、将细粉过筛网，即可完成瓷釉的制备。

[0014] 优选的，所述一价碱性氧化物为氧化钠、氧化钾、氧化锂中的一种或多种混合物。

[0015] 优选的，所述S2步骤粉碎还包括回收过滤，保持粉碎目数为120至150。

[0016] 优选的，所述S3步骤的搅拌速率为60转每分钟至80转每分钟，持续25分钟至45分

钟。

[0017] 优选的，所述S4步骤的熔制包括如下步骤：

[0018] S1、先将混合物料加热至120-150摄氏度，保温反应10分钟-1小时，使容易挥发的

水分和气体挥发完全，冰进行搅拌以加快挥发的速度；

[0019] S2、将混合物升温至450-600摄氏度，保温10分钟-1小时，进行矿物质分解、脱掉结

合水等物质阶段；

[0020] S3、最后升温至1300-1400摄氏度，使各成分熔融，烧结。

[0021] 优选的，所述S5步骤的采用球磨粉碎，时间为6小时至8小时，且过筛提纯。

[0022] 优选的，所述S6步骤过细孔筛网规格为2000目至2200目。
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[0023] 优选的，所述二氧化硅原料采用产自湖南湘潭的湘砂。

[0024] 本发明提供的一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，通过采用多种耐高温和抗酸材料进

行烧结混合，提高相互结合的紧密性和性能，进而结合瓷釉原料进行混合后球磨粉碎，保证

瓷釉特性的同时，增强器耐高温和耐强酸性能，而采用耐酸性好的湘砂作为二氧化硅的主

要原料，耐酸性好，瓷釉涂覆在胚体上可以使得胚体具有耐高温的特性，提高产了品质量和

适用范围，并且利于控制工艺流程，方便生产加工，可以进行推广使用。

[0025] 实施例1

[0026] 一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，该瓷釉配方由以下原料制成：二氧化硅为69％，三

氧化二铝为4,一价碱性氧化物为6％，氧化硼为12％，氟化钙为4.3％，氟硅酸钠为2.7％,氧

化钴为2％。

[0027] 优选的，所述瓷釉配方的制备工艺包括如下步骤：

[0028] S1、按照质量百分比称量各原料，备用；

[0029] S2、将各原料分别加入粉碎机进行粉碎，得到粉末物料；

[0030] S3、将粉末物料加入搅拌机中，均匀搅拌混合，得到混合物料；

[0031] S4、将混合物料进行熔制，得到熔制物料；

[0032] S5、将熔制物料冷却后进行粉碎，得到细粉；

[0033] S6、将细粉过筛网，即可完成瓷釉的制备。

[0034] 优选的，所述一价碱性氧化物为氧化钠、氧化钾、氧化锂中的一种或多种混合物。

[0035] 优选的，所述S2步骤粉碎还包括回收过滤，保持粉碎目数为120至150。

[0036] 优选的，所述S3步骤的搅拌速率为60转每分钟至80转每分钟，持续25分钟至45分

钟。

[0037] 优选的，所述S4步骤的熔制包括如下步骤：

[0038] S1、先将混合物料加热至150摄氏度，保温反应15分钟，使容易挥发的水分和气体

挥发完全，冰进行搅拌以加快挥发的速度；

[0039] S2、将混合物升温至450摄氏度，保温45分钟，进行矿物质分解、脱掉结合水等物质

阶段；

[0040] S3、最后升温至1300摄氏度，使各成分熔融，烧结。

[0041] 优选的，所述S5步骤的采用球磨粉碎，时间为6小时至8小时，且过筛提纯。

[0042] 优选的，所述S6步骤过细孔筛网规格为2000目至2200目。

[0043] 优选的，所述二氧化硅原料采用产自湖南湘潭的湘砂。

[0044] 实施例2

[0045] 一种耐高温耐强酸的瓷釉配方，该瓷釉配方由以下原料制成：二氧化硅为70％，三

氧化二铝为5％,一价碱性氧化物为6％，氧化硼为12％，氟化钙为3％，氟硅酸钠为2.5％,氧

化钴为1.5％。

[0046] 优选的，所述瓷釉配方的制备工艺包括如下步骤：

[0047] S1、按照质量百分比称量各原料，备用；

[0048] S2、将各原料分别加入粉碎机进行粉碎，得到粉末物料；

[0049] S3、将粉末物料加入搅拌机中，均匀搅拌混合，得到混合物料；

[0050] S4、将混合物料进行熔制，得到熔制物料；
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[0051] S5、将熔制物料冷却后进行粉碎，得到细粉；

[0052] S6、将细粉过筛网，即可完成瓷釉的制备。

[0053] 优选的，所述一价碱性氧化物为氧化钠、氧化钾、氧化锂中的一种或多种混合物。

[0054] 优选的，所述S2步骤粉碎还包括回收过滤，保持粉碎目数为120至150。

[0055] 优选的，所述S3步骤的搅拌速率为60转每分钟至80转每分钟，持续25分钟至45分

钟。

[0056] 优选的，所述S4步骤的熔制包括如下步骤：

[0057] S1、先将混合物料加热至130摄氏度，保温反应20分钟，使容易挥发的水分和气体

挥发完全，冰进行搅拌以加快挥发的速度；

[0058] S2、将混合物升温至550摄氏度，保温30分钟，进行矿物质分解、脱掉结合水等物质

阶段；

[0059] S3、最后升温至1350摄氏度，使各成分熔融，烧结。

[0060] 优选的，所述S5步骤的采用球磨粉碎，时间为6小时至8小时，且过筛提纯。

[0061] 优选的，所述S6步骤过细孔筛网规格为2000目至2200目。

[0062] 优选的，所述二氧化硅原料采用产自湖南湘潭的湘砂。
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